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PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO ACADEMICO EM PROCESSOS E
MANIFESTAGCOES CULTURAIS

EDITAL N.° 39/2020 - PROPPEX

A ASSOCIACAO PRO-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO -
ASPEUR mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.° 346, de 10.03.2017, do
MEC), com sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila
Nova, 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.° 91.693.531/0001-62, representada pela Pro-
Reitoria de Pesquisa, P0s-Graduacdo e Extensdo da Universidade Feevale, TORNA
PUBLICO o Processo Seletivo para fins de ingresso, em 2021/01, no Programa de
Pos-Graduagdo em Processos e Manifestagfes Culturais, Curso de Mestrado
Académico, ministrado nesta Instituicdo de Ensino Superior e recomendado pelo Oficio
N.° 31-21/2009/CTC/CAAIV/ICGAA/DAVI/CAPES.

1. DA INSCRICAO

1.1. PERIODO
As inscricdes deverdo ser efetuadas entre os dias 20 de outubro e 17 de
novembro de 2020, até as 22h, pela internet, por meio do site

www.feevale.br/pgprocessos.

1.2. DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A INSCRICAO
Os candidatos deverdo apresentar os seguintes documentos no ato da

inscrigdo pela internet:

a) Copia digitalizada, frente e verso, da Carteira de Identidade;

b) Cépia digitalizada, frente e verso, do diploma do curso de graduacgéo* (ou
atestado de previsédo de conclusédo de curso?*);

c) Cépia digitalizada do Histérico Escolar de conclusdo da graduagao*;

d) Cépia digitalizada da ficha de critérios de selecdo preenchida, conforme
modelo disponivel no Anexo | e no site www.feevale.br/pgprocessos;

e) Memorial conforme modelo disponivel no Anexo II;
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f) Link do Curriculo Lattes atualizado, modelo disponivel em www.cnpg.br;
g) Copia digitalizada das comprovacdes das producdes cientificas

(cursos, palestras e eventos cientificos na area ou em areas afins e producao
bibliografica) referentes aos anos de 2016 a 2020 e de outras atividades

académicas ou profissionais (sem limite de data).

Observacbes:

1. Os comprovantes deverdo ser enviados de acordo com os blocos A, B,
C, D e E que constam na ficha de critérios, reunidos em um arquivo Unico, numerados
na ordem da ficha de critérios, cujo link de armazenamento em nuvem devera ser
informado no formulario de inscricdo.

2. Para a entrega dos documentos constantes no item 1.2 — “G”, seréo
aceitos 0s seguintes servicos de armazenamento: Dropbox, Google Drive e OneDrive.
Ap6s o término do periodo de inscricbes (17 de novembro de 2020, as 22h), seré
realizado o download de todos os arquivos, ndo sendo permitido anexar ou alterar
documentos inseridos na nuvem, apos esse periodo.

3. Os documentos assinalados com asterisco sdo dispensados para
candidatos diplomados e concluintes pela Universidade Feevale.

4, Os documentos dos candidatos ndo selecionados e dos candidatos
selecionados que, porventura, venham a nédo efetivar a matricula no Programa serdo

eliminados do sistema ap6s o periodo de matricula.

1.3. TAXA DE INSCRICAO

A taxa de inscrigdo, no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), devera ser
paga por meio do boleto gerado no final da inscricdo ou em agéncia bancéria,
impreterivelmente, até o dia 18 de novembro de 2020, independentemente de feriados.

A inscricdo somente sera confirmada ap0s o pagamento da taxa.
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Serdo oferecidas 18 (dezoito) vagas, distribuidas conforme o resultado da
avaliacdo da selecdo dos candidatos e de acordo com a disponibilidade dos professores

orientadores.

3. DO PROCESSO DE SELECAO DE CANDIDATOS E DIVULGACAO DOS
RESULTADOS

A sele¢do de candidatos ao ingresso no Mestrado Académico em Processos

e Manifestacdes Culturais sera realizada em duas etapas.
3.1 PRIMEIRA ETAPA (ELIMINATORIA): ANALISE DE DOCUMENTOS

A andlise de documentos e do memorial e sua pontuacdo seréo realizadas
entre os dias 20 a 25 de novembro de 2020, de acordo com os critérios de selecéo
(Anexo ).

A relacdo dos candidatos selecionados nessa etapa sera divulgada no dia 25 de
novembro de 2020, apds as 18h, na pagina do Programa.

3.2 SEGUNDA ETAPA (CLASSIFICATORIA E ELIMINATORIA): ENTREVISTA
INDIVIDUAL

A entrevista individual dos candidatos serd realizada pela Comissdo de
Sele¢do. Serdo analisados o conhecimento e a capacidade de argumentagdo do
candidato e sua disponibilidade em dedicar-se as atividades académicas do Mestrado.
As entrevistas vao ocorrer por meio de web conferéncia, nos dias 27 e 30 de novembro
de 2020, a fim de atender as normas de prote¢éo individual vigentes no Estado. O link
de acesso ao ambiente virtual de realizacao da entrevista sera enviado aos candidatos,
por e-mail.

A classificacao final do candidato sera definida a partir da pontuacdo auferida

nas duas etapas da selecao.
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Divulgacgéo do resultado final: 30 de novembro de 2020, apos as 18h, na

pagina do Programa.

4. MATRICULA

A matricula dos candidatos classificados em primeira chamada ocorrera entre os
dias 14 e 19 de dezembro de 2020, em formato online através de link enviado por e-
mail, devendo o académico aprovado no processo seletivo acessar e proceder com as
etapas de matricula.

O candidato devera anexar, no momento da matricula, o0s seguintes

documentos:
a) Diploma do curso de graduacdo, frente e verso¥;
b) Historico Escolar de concluséo da graduacao*;
c) Foto 3x4 recente;
d) CPF, RG e comprovante de quitacao eleitoral;
e) Comprovante de residéncia;
f) Certiddo de nascimento ou de casamento.
OBSERVACOES:
1. O documento enviado através do upload deve estar em bom estado de

conservagdo, ndo podendo estar rasgado, rasurado, cortado ou ilegivel. O documento
também deve estar no prazo de validade, conforme legislagdo vigente.

2. Os documentos assinalados com asterisco sdo dispensados para
candidatos diplomados e concluintes pela Universidade Feevale.

3. Os candidatos selecionados que, no momento da inscrigdo,
apresentaram atestado de previsdo de conclusdo de curso deverdo entregar, na
matricula, o certificado de sua conclusdo. Caso, na data da matricula, ndo tenham
realizado a colacéo de grau, os candidatos selecionados deverdo apresentar documento
que comprove a conclusdo de todas as disciplinas e a data prevista para a colagéo de
grau. Além disso, deverdo assinar o Termo de Compromisso em que se

responsabilizardo pela entrega do certificado antes do inicio do periodo letivo.
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4. Para poder ingressar no mestrado, todos os candidatos selecionados
deverdo, obrigatoriamente, colar grau antes do inicio do periodo letivo. O académico
gque nao realizar a entrega do documento oficial de conclusdo até o prazo estipulado
perdera automaticamente a vaga.

5. Candidatos brasileiros que concluiram a graduac¢éo no exterior deverao
apresentar copia traduzida, autenticada e juramentada do diploma e do Histérico de
conclusao de curso, conforme a Lei n.° 10.406, Art. 224, de 10 de janeiro de 2002, bem
como comprovante de reconhecimento do diploma por Instituicdo de Ensino Superior

Nacional.

DOCUMENTACAO ADICIONAL PARA CANDIDATO ESTRANGEIRO

a) Cépia do passaporte;
b) Visto de regularidade no Pais, fornecido pela Policia Federal,
c) Cépia traduzida, autenticada e juramentada do diploma de graduacao e

Historico Escolar de conclusédo da graduacao, conforme a Lei n.° 10.406, Art. 224, de
10 de janeiro de 2002, bem como comprovante de reconhecimento do diploma por
Instituicdo de Ensino Superior Nacional.

Apé6s a matricula, o candidato devera proceder com o pagamento de 30% do
valor da primeira parcela, calculado sobre o parcelamento padréo do curso.

Os candidatos classificados em segunda chamada seréo contatados por telefone
e e-mail pela Secretaria de P6s-Graduagédo Stricto Sensu, conforme lista divulgada na
pagina do Programa, para realizacdo da matricula, podendo o contato ocorrer até o

inicio das aulas.
5. PREVISAO DE INIiCIO DO SEMESTRE LETIVO: 29/03/2021.
6. DURACAO DO CURSO: 24 meses
7. INFORMACOES
Secretaria de P6s-Graduacéo Stricto Sensu

Fone: +55 51 3586.8800 | ramais 9574, 9199, 6957, 9800 e 6159
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WhatsApp: +55 51 3597.5866

E-mail: pgprocessos@feevale.br

Site: www.feevale.br/pgprocessos

Horario de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30min as 12h e das
13h15min as 19h.

8. DAS DISPOSICOES GERAIS

l. Mediante a inscricdo, o candidato declara conhecer as normas do
presente processo seletivo e estar de acordo com elas.

Il. A Universidade Feevale chama a atencdo dos candidatos para que, ao
optarem livremente por esta Instituicdo de Ensino Superior, estejam cientes de que esta
se exime de tomar em consideragdo quaisquer motivos de carater ideoldgico, religioso
ou outros, alegados como impedimento para prestacdo de provas ou outros atos
académicos, durante a realizacdo do processo seletivo e, posteriormente, quando
classificados e matriculados como mestrandos.

M. As normas disciplinares da Universidade Feevale sdo regidas pela
Resolucao n.° 01/2016 do Conselho Universitario.

V. Os casos omissos do presente Edital serdo tratados pela Comisséo de
Selec¢édo, juntamente com a Comissdo de Coordenacdo do Programa ou pela Pro-

Reitoria de Pesquisa, P6s-Graduacéo e Extenséo.

Novo Hamburgo, 30 de setembro de 2020.

Jodo Alcione Sganderla Figueiredo
Pro-Reitor de Pesquisa, Pos-Graduacédo e Extensao
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ANEXO | — FICHA DE CRITERIOS DE SELECAO

CRITERIOS DE SELECAO PARA O MESTRADO ACADEMICO EM PROCESSOS E MANIFESTAGCOES
CULTURAIS

Percentual atribuido aos itens do processo avaliativo: Curriculum Vitae: 30%; Memorial: 40%; Entrevista: 30%.

NOME DO CANDIDATO:

Critérios para a andlise de documentos
BLOCO A
1. Formacgao académica (sem limite de data):

. Pontuagao
Descrigao Média Pon:c t{a;ao atribuida pelo | atribuida pela
maxima
candidato Comissao
<7,0 0
1.1.  Andlise do histérico de 7,0-79 0,2
graduacao 8,0-8,9 0,5
9,0-10,0 1,0
0,5 pontos por curso
1.2. Conclusdo de pds-graduacao | finalizado em areas afins 10
lato sensu ao Programa !
0,2 pontos em outra area

1.3. Realizacdo de cursos de 0,1 ponto por curso com

~ . 0,3
extensdo mais de 20h
1.4. Monitor ou tutor de
disciplina em areas afins ao 0,1 ponto por semestre 0,4
Programa
1.5. Participacdo em atividades
de Pesquisa como bolsista de
Iniciagdo Cientifica, de 0,1 ponto por semestre 0,4
Aperfeicoamento ou de outra
modalidades (PET, PIBID, etc.)

BLOCO B

2. Produgdo Cientifica de 2016 a 2020 (inclusive), sendo considerados artigos aceitos, desde que haja
comprovacao do aceite:

Pontuacsio Pontuacao
Descri¢do Quantidade (atividade) ‘o atribuida pelo | atribuida pela
maxima . s
candidato Comissao

2.1. Artigo publicado ou aceito para . —
publicacdo em Qualis A 1,5 por artigo Ndo ha
2.2. Artigo publicado ou aceito 1,0 por artigo Ndo ha
para publicacdo em Qualis B1-B2 !

2.3. Artigo publicado ou aceito 0,5 por artigo Ndo ha
para publicacdo em Qualis B3-B5 !
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2.4, Artigo publicado ou aceito . Ndo ha
. . 0,2 por artigo

para publicagdo em Qualis C

25 Capitulo pEth.cado !:>or 1,0 por capitulo Ndo ha

editora de abrangéncia nacional

26 Capitulo pEth.cado.por 0,5 por capitulo Ndo ha

editora de abrangéncia regional

27 Capitulo pEth.cado por 0,2 por capitulo Ndo ha

editora de abrangéncia local

2.8. Autoria de livro de natureza Nado ha

técnica, cientifica ou artistica,

publicado por editora de

abrangéncia nacional

2.9. Autoria de livro de natureza Nao ha

técnica, cientifica ou artistica,

publicado por editora de

abrangéncia regional

2.10. Autoria de livro de natureza Nado ha

técnica, cientifica ou artistica,

publicado por editora de

abrangéncia local

2.11. Organizac¢do de livro e/ou Ndo ha

participacdo na organizacdo de livro

de natureza técnica, cientifica ou 1,0 por livro

artistica, publicado por editora de

abrangéncia nacional

2.12. Organizagdo de livro e/ou Ndo ha

participagdo na organizagao de livro

de natureza técnica, cientifica ou 0,5 por livro

artistica, publicada por editora de

abrangéncia regional

2.13. Organizagéo de livro e/ou Ndo ha

participagdo na organizagao de livro

de natureza técnica, cientifica ou 0,2 por livro

artistica, publicado por editora de

abrangéncia local

2.14. Artigo publicado em

periédico sem qualificacdo

2.15. Texto publicado em jornais

ou revistas

2.16. Trabalho completo

publicado em anais

2.17. Resumo expandido

publicado em anais

2,0 por livro

1,0 por livro

0,5 por livro

0,1 por artigo 0,5

0,1 por artigo 0,5

0,3 por trabalho 0,9

0,2 por resumo 0,6

2.18. Resumo publicado em anais 0,1 por resumo 0,6

BLOCO C
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3. Produgdo Técnica comprovada de 2016 a 2020 (inclusive):

Pontuagao Pontuagdo
Descri¢ao Quantidade (atividade) . . ¢ atribuida pelo | atribuida pela
maxima . .~
candidato Comissao
A, Mini | fici
3 inistrante de palestras, oficinas, 0,2 por palestra 0,6
mesas-redondas
2. Partici a i
3 artl'C|pa’(;'ao, como ouvinte, 0,2 por evento 0,6
em evento cientifico ou cultural
3.3. A tacdo de trabalh -
pre.sen,z?gao € trabaiho 0,2 por apresentagao 0,6
em evento cientifico ou cultural
4. izaca N
3. 3 Organizacdo de evento 0,4 por organizacio 0,8
cientifico ou cultural
3.5. Partlupagao.errj comissoes 0,2 por comiss3o 0,6
e/ou bancas de avaliagdo
36 . Membro de conselho 0,2 pela fungio 0,2
editorial
3.7. Funcdo de representacdo de
conselhos, associacdo de classe ou 0,2 pela funcdo 0,2
de 6rgdo académico
3.8. A dgod t .
L lprgvagao © propostas em 0, 2 pontos por edital 0,4
editais publicos
3.9. Preétagao de consultoria ou 0,1 pontos por consultoria 0,2
de assessoria
3.10. Desenvolvimento de
material didatico e instrucional 0,3 pontos por trabalho 0,6
(manuais)
3.11. D Ivi tod
esenvo vmen ©ae 0,2 pontos por produto 0,4
produto (software, jogos)
3.12. Edit dod terial
(g ! .or.a(_;ao € materia 0,2 pontos por produto 0,2
grafico ou digital
3.13. Desenvolvimento de 0.2 bontos por batente 02
editorial de moda 2P porp !
3:14: Elabora¢do de manuais 0,3 pontos por manual 0,6
técnicos
3.15. Outrotipod duca o
- utrofipo de procugdo 0,1 ponto por produgao 0,3
técnica

BLOCOD

4. Produgdo Artistica, 2016 a 2020 (inclusive), com comprovagdo da publicagdo ou do material grafico de

divulgacdo. Pontua¢ao maxima: 30 pontos

Pontuacao Pontuagao
Descrigao Quantidade (atividade) .. g atribuida pelo | atribuida pela
maxima . .
candidato Comissao
1. a
4 Produgdo de peca teatral 0,3 pontos por producio 0,6
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4.2. Participagao como ator ou
diretor em apresentacdes 0,2 pontos por producdo 0,4
dramiticas
4.3. Producao de pega musical 0,3 pontos por producio 0,6
4.4, Apresentacdo artistica em
eventos de musica de abrangéncia 0,2 pontos por evento 0,4
regional ou nacional
LcloSm IsB:ubhcag;ao de obra de ficgao 0,3 pontos por obra 0,6
iﬁn ISB:ubhcagao de texto ficcional 0,2 pontos por texto 0,2
4.7. Curadoria de exposicGes de
artes visuais em eventos de 0,3 pontos por curadoria 0,6
abrangéncia nacional
4.8. Curadoria de exposicbes de
artes visuais em eventos de 0,2 pontos por curadoria 0,4
abrangéncia regional
4.9. Curadoria de exposicGes de
artes visuais em eventos de 0,1 pontos por curadoria 0,2
abrangéncia local
4.10. Participagdo em exposi¢Oes
de artes visuais em eventos de 0,2 pontos por exposi¢ao 0,4
abrangéncia nacional
4.11. Participagdao em exposi¢oes
de artes visuais em eventos de 0,1 pontos por exposi¢ao 0,4
abrangéncia regional
4.12. Participagdao em exposi¢oes
de artes visuais em eventos de 0,1 pontos por exposi¢ao 0,2
abrangéncia local
4.13. Outras producdes artisticas 0,1 pontos por producao 0,3
BLOCOE
5. Experiéncia profissional (sem limite de data):
Pontuacao
Descricao Tempo Pontuagao | atribuida pelo | atribuida pela
candidato Comissao
5.1. Professor em nivel superior 01-05 anos 0,4
5.2. Professor em nivel superior 06-10 anos ou mais 0,6
5.3. Professorld(? ensino 01-05 anos 0,2
fundamental e médio
5.4. Professorld(? ensino 06-10 anos ou mais 0,4
fundamental e médio
5.5. Ministrante de disciplinas 0,2 pontos por curso em 04

em cursos pos-graduacdo lato sensu

que atuou

Campus | ® Av. Dr. Mauricio Cardoso, 510 ® Hamburgo Velho ® Novo Hamburgo/RS ¢ CEP 93510-235
Campus Il ® ERS-239, 2755 ® Novo Hamburgo/RS ® CEP 93525-075 @ +55 51 3586.8800 ® www.feevale.br
Campus Il ® Av. Edgar Hoffmeister, 500 ® Zona Industrial Norte ® Campo Bom/RS ¢ CEP 93700-000




UNIVERSIDADE

W FEEVALE

5.6. Ministrante de cursos de

o 0,1 pontos por curso 0,3
extensdo
5.7. Participacdo em atividades 0,2 por projeto de que 04
de Pesquisa participou !
5.8. Orientacdo de TCC 0,2 por orientagao 0,6
5.9. Cargos de gestao
académica, de érgaos publicos ou 0,2 pontos por semestre 0,6
de empresas privadas

BLOCO F

O candidato podera acrescentar outras informages/documentos do curriculo que julgar relevantes e que ndo
constam dos elencados, nesta ficha de critérios.

Tempo de dedica¢do ao Curso:

( ) 20horas ( ) 40 horas

OBSERVACOES:

1. Os comprovantes deverdo ser enviados de acordo com os blocos A, B, C, D, E e F que constam
da ficha de critérios, reunidos em um arquivo Unico, na ordem da ficha de critérios. A NAO-OBSERVANCIA
DESSA DETERMINACAO IMPLICA A NAO-AVALIAGCAO DO CURRICULO DO CANDIDATO;

2. As producgOes artisticas, pecas teatrais, pecas musicais, pecas de artes visuais, deverao ser
comprovadas por links, por arquivos com imagens, por registros na midia;

3. Os artigos deverdo comprovar o Qualis 2013-2016, por meio da cdpia da pagina da CAPES que
classifica a revista da publicacao;

4, A pontuacdo podera ser registrada pelo candidato, que devera atender as especificacOes de
cada item. Entretanto, essa pontuacgado sera revista e atribuida pela Comissdo de Selegao.
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ANEXO Il - MEMORIAL

Descreva sua trajetoria profissional/académica, estabelecendo relagdes com a
area de concentracdo do Programa: Processos e Manifesta¢des Culturais.

Importante que faga, também, uma vinculagdo com a linha de pesquisa que
pretende cursar junto ao Programa.

Linhas do Programa:

a) Memodria e identidade;
b) Linguagens e processos comunicacionais;
c) Linguagens e ensino.

O memorial € composto de um texto dissertativo que avalia o dominio linguistico
do candidato e sua capacidade de organizacdo légico-argumentativa. O conteddo do
texto constitui-se da trajetéria académica/profissional vinculada ao Mestrado em
Processos e Manifesta¢gBes Culturais (anexado no sistema de inscricfes até a data final

das inscrigdes, conforme o presente edital).
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